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System do trawienia jonowego i nanoszenia
warstw

Opis techniczny:

W pomieszczeniu czystym klasy 1000 znajduje sie urzadzenie do
trawienia jonowego i nanoszenia cienkich warstw Microsystems

IonSys 500. System jest wyposazony w dziato jonowe wraz z detektorem
SIMS, ktéry umozliwia trawienie cienkich warstw z nanometrowa precyzja
oraz w magnetronowe zrodlo rozpylajace. W pomieszczeniu tym znajduje sie
rowniez profilometr kontaktowy (Bruker DektakXT) stuzacy do pomiaru
grubosci i szorstkosci wytworzonych nanostruktur i zdeponowanych warstw.

Nazwa handlowa: Microsystems IonSys 500

Wiecej szczegolow: /equipment/system-do-trawienia-jonowego-i-
nanoszenia-warstw/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy
Osoba kontaktowa: Jurzecka-Szymacha Maria

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
maria-jurzecka-szymacha-7600.html
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Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materialow i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespoél: Zaklad Efektow Kwantowych w
Nanostrukturach

Data ostatniej aktualizacji: 28 kwietnia 2025 10:00
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2013
Obszary badawcze IDUB:

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i
przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
taczace inzynierie materiatowa z chemia, fizyka, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Aparatura pozwala na nanoszenie cienkich warstw materiatéw takich jak:
tytan, ztoto, glin czy tlenek glinu, przy pézniejszym trawieniu dziatem
jonowym. W potaczeniu z litografig, pozwala to na otrzymanie kolejnych
warstw atomowych. Warstwy nanoszone sa przy wysokiej prozni (HV), pod

ci$nieniem okoto 1 x 10”7 mbar. Maksymalny rozmiar probki do trawienia i
nanoszenia warstw to wafer o srednicy 6, lub prébka 4 cale na 4 cale.

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
home/acmin/5 Wspolpraca/Aparatura/

Zasady i koszty korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN.pdf)
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